
66

염류용액 방전의 온도 측정에 관한 연구

(A Study on the Temperature Measurement Using Optical Emission in Saline Solution 

Discharge with Pin to Plate Electrodes)

김중균*

(Joong Kyun Kim)

Abstract

In this study, electrical and spectroscopic characteristics were investigated in the pin to plate

discharge of 0.9% weight per unit volume saline solution. The positive and positive- and

negative-going dc pulse with 5% duty ratio were applied to tungsten pin electrode. The more amount

of discharge current flew in negative discharge. The temperature, which is considered as a local value

in the vicinity of vapor of discharge, was about 3,000K which is much higher than the value

recommended to be controlled. It can be suggested that not only the temperature of liquid but also the

local temperature of vapor is monitored to investigate damages on tissue or cells in biological

application.
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1. 서  론

방전현상은부도체인매질에고전압을인가함으로
써도전성성질을띠게하는것으로기체와고체에서
의방전현상에대해서는비교적잘알려져있다. 특히
기체방전은이온화및여기화를통한다양한종을발
생시킬 수 있으므로 반도체 및 디스플레이 분야에서
식각, 증착, 표면처리공정에널리활용되고있으며방

전의 제어를 통한 직접적으로 조명이나 디스플레이
소자로 활용하거나 탈질․탈황 등 환경 분야에서도
적용하고있다[1-2]. 또한고전압절연을위하여고체
에서의 방전 현상도 많은 연구가 진행되어 왔다.
액체에서의방전은의학장비의세정또는혈액응고
등에 활용되어 왔으나 최근 방전을 활용한 박테리아
의살균이나바이오분야에서그적용가능성이대두
되어그특성에관한연구가진행되고있다[3]. 바이오
분야에방전을적용하기위한중요한특성중의하나
는 낮은 온도(43℃ 이하)를 유지하는 것이다. 그렇지
않을 경우 생체 조직이나 세포의 손상이 발생하거나
치료중환자가통증을호소할수있다[4]. 그러나일
반적으로쉽게관찰할수있는온도는용액전체의평
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본  론2. 

염류용액 방전의 전기적 특성2.1 
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염류용액 방전의 광방출 특성2.2 
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관찰하고있으나세포나생체조직이방전에직접노
출되는 경우에는 방전에 의해 형성되는 반응종
(radical) 등의온도를미시적으로관찰함으로써바이
오분야응용에서생체조직손상등의연구와병행하
여 사용될 수 있을 것으로 사료된다.
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